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摘要(译)

本发明公开了一种用于化学发光免疫分析系统的清洗缓冲液，其组分及
各组分的配比分别为：磷酸三钠：10～50g/L，磷酸：2～8g/L，防腐
剂：0.2～1.0g/L，余量为纯净水。本发明的用于化学发光免疫分析系统
的清洗缓冲液，可以同时满足化学发光免疫分析系统中缓冲液的三种功
能，并能消除将其应用于化学发光免疫分析系统中所带来的干扰，且可
以明显降低检测成本。
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